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UCHWALA NR 34/2021
RADY DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA | ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI SLASKIEJ
z dnia21wrzesnia2021r.

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Na podstawie § 24 pkt 1 Statutu Politechniki Slaskiej (Monitor Prawny PS z 2020 r. poz. 339, z p6Zn. zm.),
wzwigzku z art. 178 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 221 ust. 121 14 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 1. poz. 478 z pdzn. zm.) oraz w zwigzku z § 7 ust. 1 Regulaminu w zakresie
nadania stopnia doktora habilitowanego (Monitor Prawny PS z 2019 r. poz. 248, z p6zn. zm.), Rada Dyscypliny
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Slgskiej postanawia, co nastepuje:

§1
Odmawia sie nadania dr. inz. Piotrowi Kowalikowi stopnia doktora habilitowanego:

— wdziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych,

— wdyscyplinie automatyka, elektronikai elektrotechnika.

§2
Uzasadnienie:

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Slgskiej w dniu 21 wrze$nia 2021 roku po
zapoznaniu sie z opinig zawartg w uchwale Komisji habilitacyjnej powotanej w dniu 24 listopada 2020 roku przez
Rade Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Slaskiej w celu przeprowadzenia
postepowania habilitacyjnego dr. inz. Piotra Kowalika w dziedzinie nauk inZynieryjno -technicznych w dyscyplinie
automatyka, elektronikaielektrotechnika, jak rowniez z recenzjami osiggniecia naukowego Habilitanta, odmawia
nadania dr. inZz. Piotrowi Kowalikowi stopnia doktora habilitowanego. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika Politechniki Slaskiej na podstawie pelnej dokumentacji oraz po wystuchaniu argumentéw
cztonkéw Komisji habilitacyjnej przedstawionych przez Sekretarza Komisji podziela stanowisko Komisji
habilitacyjnej prowadzacej postepowanie habilitacyjnej dr. inZ. Piotra Kowalika i uznaje, ze Habilitant nie posiada
wystarczajgcego dorobku naukowego spelniajgcego ustawowe wymagania.

W postepowaniu habilitacyjnym dr. inz. Piotra Kowalika wplynely cztery recenzje, w tym jedna pozytywna i trzy
negatywne. W recenzji pozytywnej podane sg gtéwnie wskazniki liczbowe i zestawienia osiggnie¢ naukowych,
dydaktycznych i innych aktywno$ci wraz z konkluzjg, Ze spelniajg one wymagania stawiane kandydatom do stopnia
naukowego doktora habilitowanego. Recenzje negatywne sg zbiezne co do argumentéw, uzasadniajgcych koricowe
konkluzje negatywne.

Przedmiotem osiggniecia naukowego w postepowaniu habilitacyjnym dr. inz. Piotra Kowalika byla monografia
pt. ,, Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystorow warstwowych i fotowoltaice” wydana
w 2017 roku. W opinii trzech recenzentéw przedstawiona do oceny monografia nie ma charakteru
monograficznego, ale jest podsumowaniem prac Habilitanta prowadzonych po doktoracie. Nie spelnia ona
merytorycznych warunkéw do uznania jej za istotne osiggniecie naukowe w postepowaniu habilitacyjnym, a jej
wktad w rozwdj dyscypliny jest znikomy. Jednocze$nie istotnym mankamentem monografii, w opinii recenzentéw,
jest mata aktualnos¢ jej tematyki o czym Swiadczy bardzo mato aktualny przeglad literatury.

O bardzo niskim wptywie badan prowadzonych przez Habilitanta na rozwdj dyscypliny §wiadczg niskie wskazniki
bibliometryczne raportowane przez baze Web of Science, to jest tgczny wspétczynnik wptywu réwny 4,437, tgczna
liczba cytowan (wraz z autocytowaniami) wynoszgca 20 oraz indeks Hirscha rowny 2. Habilitant jest wsp6tautorem



25 prac naukowych oraz brat udziat w 19 konferencjach naukowych. Publikowane przez niego prace mialy jednak
najczesciej zasieg krajowy, przez co ich wpltyw na rozwéj dyscypliny byt niewielki.

7 dokumentacji habilitacyjnej wynika mata aktywno$¢ naukowo-badawcza Habilitanta. Zwigzana jest ona
z uczestnictwem w zaledwie dwéch projektach badawczych NCN w charakterze wykonawcy (brak kierowania
projektami badawczymi), brakiem udziatu w projektach i programach miedzynarodowych, brakiem mobilnosci
miedzynarodowej, brakiem dorobku technologicznego i wspétautorstwem jednego patentu krajowego.

Czlonkowie Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Slgskiej Politechniki Slgskiej
zostali szczegdtowo zapoznani z przebiegiem postepowania habilitacyjnego oraz przebiegiem posiedzenia Komisji
habilitacyjnej. Uchwata Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem oraz wszystkie recenzje zostaly wczesniej
przestane cztonkom Rady Dyscypliny droga elektroniczng. W glosowaniu tajnym Rada Dyscypliny Automatyka,
Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Slgskiej podjela uchwate o odmowie nadania dr. inz. Piotrowi
Kowalikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych
w dyscyplinie automatyka, elektronikai elektrotechnika.

Uprawnione do glosowania bylo 41 oséb, w gtosowaniu wzieto udziat 31 czlonkéw Rady Dyscypliny.Za odmowg
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego gtosowaly 26 osoby, przeciw odmowie 1 osoba, 4 osoby
wstrzymaty sie od glosu.

§3
Pouczenie: Na mocy art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
od decyzji stuzy odwotanie do Rady Doskonatosci Naukowej w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyziji,
za posrednictwem Rady, ktéra wydala te decyzje.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczaca Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika PS: M. Kwoka



